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[ 研究概要 ]
ࡋ࡚ࡅࡗࡁࢆග྾ࠉ 分Ꮚᵓ㐀ྍࡀ㏫ⓗኚࡑ、ࡋのࣂルࢡᮦᩱのⰍㄪࡀኚࡣ㇟⌧ࡿࡍフ࢛トࣟࢡ

ミ࣒ࢬࡑ、ࢀࡤの⌧㇟ࡍ♧ࢆ合≀ࡣフ࢛トࣟࢡミッࢡ合≀ࠋࡍࡲࢀࡤ⚾ඹࡇ、ࡣのフ࢛トࣟࢡ

ミッࢡ合≀の性㉁ࢆ⏝࡚ࡋ 、ගグ㘓ᮦᩱやගࢫッࣥࢳグᮦᩱの生ࢆ┠ᣦ࡚ࡋ ࡼග、≉ࠋࡍࡲ࠸

ࣀ࣓ࢼ、ࡀࡁ分Ꮚの動࠺࠸分Ꮚᵓ㐀ኚࡿ ートル࣓ࣟࢡ࣐ࡽ ートルの࢜ー࡛ࢲのࣂルࢡᮦᩱのኚᙧやᾮ

ᬗ合≀の㓄ิኚࡿࡀ⧄新つᶵ⬟性ᮦᩱの生⯆ࢆᣢ࡚ࡗ ࠋࡍࡲ࠸㐍め࡚ࢆ✲◊

[アドバンテージ]
合ࢡミッࣟࢡト࢛ーࣥග↷ᑕ๓ᚋのフࢱࣃ㛫✵、ࡣᅗࠉ

≀のⷧ⭷ࡋ࡚♧ࢆ ーࢱࣃࡀ≀合ࢡミッࣟࢡト࢛フࠋࡍࡲ࠸

ࣥගᛂ࣓ࣟࢡ࣐、࡚ࡌ ートルࢣࢫール࡛⛣動࡛ࡇࡿࡍ

微⣽࡞พฝᵓ㐀ࢆᙧᡂ࡚ࡋ ࢛フ、ࡣのพฝᵓ㐀ࡇࠋࡍࡲ࠸

トࣜ 、ࡾ࡞␗ࡣพฝᵓ㐀ࡿࢀࡉグラフィーのᡭἲ࡛作〇ࢯ

ᾘཤ・ᙧᡂࠋࡍ࡛⬟ྍࡀࡇࡿࡍ

[事例紹介]
ࢡグラフィッ࣓ࣟ࣍࡞⬟ไᚚྍ動ⓗࠉ モ 、ࣜᾮᬗ㓄ྥ⭷、

ᅇᢡ᱁Ꮚ、ᑟ波㊰࢝ッࣉラ、㹂㹄㹀レー࡞ࢨの᭷ᶵගᏛᮦ

ᩱࡋ࡚ のྍ⬟性ࢆ᥈⣴࡚ࡋ ࠋࡍࡲ࠸

■ 相談に応じられるテーマ
⣸እ・ྍどගࡿࡼ≀性ไᚚ

ᾮᬗ・㧗分Ꮚⷧ⭷のᵓ⠏

■ 主な所属学会
㧗分ᏊᏛ

日本Ꮫ

ගᏛ༠

日本ᾮᬗᏛ

■ 主な論文
『Highly sensitive formation of stable surface relief structures in 

bisanthracene films with spatially patterned photopolymerization』「ACS 

Appl. Mater. Interfaces, 8, 21974-21978」 2016.8

『Facile one-step photopatterning of polystyrene films』 「Polym. J., 

44, 966-972」 2012.8

『Phototriggered micromanufacturing using photoresponsive amorphous 

spirooxazine films』 「J. Mater. Chem., 22, 14410-14417」 2012.8

■ 主な特許
WO2006/095705　 「パターン形成方法」

特許第4415113号 「発振波長可変の有機分布帰還型レーザ」

特許第3451319号 「感光性組成物， 感光性薄膜， 及びパターン形成

方法」

■ 主な著書
『ビスアントラセン薄膜の光誘起表面レリーフ』 「光機能性有機 ・

高分子材料における新たな息吹」 ( 市村國宏監修） シーエムシー，

p.148-154, 2019

『光誘起表面レリーフ形成材料の設計』 「刺激応答性高分子ハンド

ブック」 （宮田隆志監修） エヌ ・ ティー ・ エス， p.528-539, 2018

『Stimuli-Responsive Thin Films Composed of Photochromic Compounds 

to Construct Surface Relief』 「Stimuli-Responsive Interfaces - Fabrication 

and Application」 (Eds.: T. Kawai, M. Hashizume) Springer, p.281-296, 

2017

■ 主な研究ثػ・ઃඋ
「顕微鏡用ホットステージ」 IMC-0203

「走査型プローブ顕微鏡」 SPA400/SPI3800N
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